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온셀 방식의 터치 스크린 패널 산업은 모바일 시장이 증가함에 따라 산업수요가 증가하고 있

지만 산업수요와는 달리 지속적인 가격 하락으로 이를 극복하기 위한 솔루션이 필요한 상황

이다. 온셀 TSP의 기술적 문제는 고온 공정에 있으며 저항이 낮은 poly-ITO 박막증착을 위해

서는 200℃ 이하에서 증착 온도가 필요할 뿐만 아니라 디스플레이 패널 상에서 증착이 진행

되므로 패널의 성능 저하를 일으킬 수도 있다.  이런 문제를 해결하기 위해 a-ITO를 증착하

고 이를 레이저로 소결하여 디스플레이 패널의 열손상을 최소화는 방법에 관한 연구를 진행

하였다. 
 레이저 결정화에 적합한 a-ITO 박막증착 공정조건 수립을 위하여 Scan 방식의 Inline-

Sputter Sytem을 사용하였으며, a-ITO의 증착 파라미터인 인가전력과 Scan 속도 및 Scan 횟

수를 제어하여 최적화된 박막증착 조건을 선정하였다. 최종적으로 인가전압 800W, Scan 속

도 5.6mm/sec 조건을 선정하여 a-ITO를 제작하였고 레이저 소결을 통한 저항 및 투과도 변

화를 관찰한 결과, 소결 전 면저항 52ohm/sq, 투과도 92%로에서 소결 후 면저항 17ohm/sq,

투과도 94%까지 특성변화가 관찰되었다. 레이저 소결을 통해 결정화가 진행된 기판의 패턴형

성을 진행하고자 a-ITO 에칭에 사용되는 옥산살과 염산/질산을 혼합하여 최적의 에칭 조건을

수립하였으며, 최종 패터닝 공정을 진행할 결과 약 5.5㎛ 수준의 미세 패턴을 형성하였다.
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